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Évolution de la concentration en circuit semi-ouvert
Définition des unités
Co = Concentration initiale du produit à l’instant To

C = Concentration du produit à l’instant To + T

V = Volume du circuit en m3

P = Purge du circuit = dV / dT en m3 / h

T = Temps en h

Équation differentielle
dC = (P x C x dT) / V soit dT = (V/P) x (dC/ C)

Solution de l’équation
T = (V/P) . Ln (Co/C) soit T = (V/P) . 2,3 Log (Co/C)

Applications numériques
Disparition de 25 % du produit T = 0,288 V / P

Disparition de 50 % du produit T = 0,69 V / P

Disparition de 90 % du produit T = 2,3 V / P

Disparition de 99 % du produit T = 4,6 V / P

Volume d’eau de rincage vr pour 
Éliminer 25 % du produit VR = 0,29 V

Éliminer 50 % du produit VR = 0,69 V

Éliminer 90 % du produit VR = 2,3 V

Eliminer 99 % du produit VR = 4,6 V


